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(54) Title: HIGHLY TRANSPARENT LASER-MARKABLE AND LASER-WELDABLE PLASTIC MATERIALS
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W) (57) Abstract: The invention relates to highly transparent plastic materials that can be laser-marked and/or laser-welded due to a
concentration of nanometric laser-sensitive metal oxides. Said plastic materials can be in the form of moulded bodies, semifinished
products, moulding masses or paint, and contain especially between 0.0001 and 0.1 wt. % of metal oxides having a particle size of
between 5 and 100 nm. Typical metal oxides are nanometric indium tin oxide or antimony tin oxide. Said materials can especially
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be used to produce laser-markable production goods.

& (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft hochtransparente Kunststoffmaterialien, die durch einen Gehalt an na-
noskaligen lasersensitiven Metalloxiden lasermarkierbar und/oder laserschweiBbar sind. Diese Kunststoffmaterialien, die als Form-
korper, Halbzeuge, Formmassen oder Lacke vorliegen kénnen, enthaltenen insbesondere Metalloxide mit Partikelgrofe von 5 bis 100
nm und einem Gehalt von 0,0001 bis 0,1 Gew.-%. Typische Metalloxide sind nanoskaliges Indium-Zinnoxid oder Antimon-Zinno-
xid. Diese Materialien koénnen insbesondere zur Herstellung von lasermarkierbaren Produktionsgiitern verwendet werden.
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